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Boron-doped polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have not only π-stacking ability 

derived from their planar geometries, but also Lewis acidity to form labile adducts with Lewis 
bases. In this study, we synthesized an amphiphilic boron-doped PAH 1 with hydrophilic side 
chains, which formed sheet-like aggregates in aqueous media accompanying significant 
spectral changes. Moreover, making use of the complexation ability of Lewis-acidic boron 
center, the disassembly and assembly process from the aggregates were controlled by the 
external addition of Lewis bases and acids, accompanied by a change in the fluorescence 
intensity.   
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三配位ホウ素を多環芳香族炭化水素 (PAH) に導入したホウ素ドープ PAH は，高い

平面性に由来するπスタック能に加え，ルイス酸性を併せもつ．近年では，これらを

用いた集合体の化学が注目を集めており，液晶中での両極性電荷輸送特性 1やエキシ

プレックス形成による円偏光発光特性 2，ピリジンとの錯形成を利用した集合過程の

制御 3などが報告されている．一方，それらは，ホウ素ドープ PAH の疎水的な構造を

反映して，液晶中や有機溶媒中での利用に限られており，水媒体中への展開例はない． 
今回，親水性側鎖をもつ誘導体 1を合成し，

水媒体中での挙動を調べたところ，スペクトル

変化を伴ってシート状集合体を形成した．ま

た，ホウ素とルイス塩基との錯形成を利用する

ことで，集合体の解離・集合過程を外部からの

酸または塩基の添加によって制御することに

成功した．さらに，1のルイス酸塩基錯体は赤

色発光を示すが，酸を添加し集合体を形成する

につれ，蛍光強度が減衰することを見出した．

本発表では，両親媒性ホウ素ドープ PAH につ

いて，水媒体中での自己集合特性の詳細を報告

する． 
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